
シリカ膜は対向拡散CVD（化学蒸着）法により製膜を行っています。この方法は、世界最高レベル
の高い性能の分離膜を再現良く製膜することができます。
We employ counter-diffusion CVD (Chemical Vapor Deposition) method for silica membranes preparation. This method can be 
formed high-performance silica membrane with good reproduction. 

A novel Si-rich LTA-type zeolite 
membrane was successfully 
developed. This membrane has 
high water permselectivity and 
hydrothermal stability compared 
with conventional LTA-type zeolite 
membrane.

Pure-silica CHA-type zeolite mem-
brane was successfully developed.
This membrane can be expected 
higher flux because that does not 
require counter cations.

【Si-rich LTA膜】
一般的な脱水用途で用いられる LTA 型のゼオラ
イトよりも、水熱安定性に優れる Si-rich LTA 膜
を新たに開発しました。
この膜は、高い透水性を併せ持ちます。

【Pure-silica CHA膜】
骨格が Si のみで構成されている CHA 型の
ゼオライト膜 の開発に成功しました。
この膜は、カウンターカチオンを必要としない
ため、高い透過性が期待できます。

無機膜研究センターでは、それ
ぞれに特徴を有する無機系分
離膜の開発を行っています。
それらは、主に水素分離・製造
技術、CO2 分離・有効利用技術
への展開を想定しています。
In Inorganic Membranes Research Center, 
we have been developed silica, palladium 
and zeolite membranes having unique 
character. They are mainly expected to be 
applied to hydrogen separation/production 
technology and CO2 separation/utilization 
technology.

③細孔内充填型パラジウム膜の開発

①対向拡散 CVD法によるシリカ膜の開発

②ゼオライト膜の開発

無電解めっき法による細孔内充填型パラジウム膜の開発を行っています。パラジウム使用量
の低減および耐久性の向上が期待できます。
We develop the pore-fill type palladium membranes by electroless plating method. The membrane can be expected to reduce the 
amount of palladium used and improve durability.

本成果はNEDOの委託事業により得られたものです。

〈対向拡散CVD法とは・・・〉
高い性能を有する膜を再現良く作成可能

世界最高レベルの性能！
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